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PATENTANSPRUCEE

1. Vorrichtung fiir die Erzeugung von uﬁkrowallenplasmen
mit Plasmakammer und Resonator, dadurch gekennzeichnet,
daR die kurze Querschnittsseite des Resonators 5 der ge-
meinsamen Achse z zugewandt in der Wand zwischen Resona-
tor 5 und Plasmakammer 7 liegt und die Mikrowellenlei-
stung aus dem Resonator 5 i{iber Koppelstellen 6 in der
kurzen Seite des Querschnitts von Resonator 5 in die Kam-

mer 7 eingekoppelt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf die Koppelstellen 6 als azimutal ausgerichtete
Schlitzkoppler in der gemeinsamen Wand von 5 und 7 ausge-
bildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnect,
daff die Koppelstellen 6 als Antennen oder als Schlaufen
in der gemeinsamen Wand von 5 und 7 ausgefiithrt sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansgpriiche 1 bis 3, daduxch
gekennzeichnet, daf die Plasmakammer 7 als Mikrowellenre-
sonator in Form eines Wiirfels, Quaders, einer quadrati-
schen- oder rechteckigen Siule, eines Zylinders oder dgl.
a.usgefﬁhré ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daf duxrch zusitzliche elektrische Spulen

oder Perma.nentmagnetez,éin Magnetfeld in der Kammer 7
erzeugt wird.
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